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PLAN STUDIOW DLA KIERUNKU: WZORNICTWO

obowiazuja od roku akademickiego 2015/16

Specjalno$¢: WZORNICTWO PRZEMYSLOWE / STUDIA STACJONARNE pierwszego stopnia - licencjat

Obowiazkowe plenery i praktyki:
Profil Ogélnoakademicki (A)

Elzaliczenie kursu w formie egzaminu

a) na sem.01 - (BHP oraz Szkolenie Biblioteczne- kursy e-learningowe) b) na

(B2) - jezyk: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpanski
OB.-przedmioty obieralne (obowigzkowo do wyboru 1 przedmiot z 3; pkt. 1.8 - 2.0 )
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Wszystkie kursy koricza si¢ zaliczeniem na oceng oprécz BHP, Szkolenia
Bibliotecznego i WF, ktére konczg sie zaliczeniem (zal).

. Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem.V Sem. VI Sem. VII
| kod Przedmioty wl ¢l p [ s [pe|wle[r]p[pew[c]r]p[pdw[c[L]P]Pe|w] ] L] PP W[¢]L]P[Pe|W][E]L]P]Pe W] E[L]P]Ps
A Grupa tresci podstawowych 630| 405| 570 451650 124|/ 8| 5| 8 2213|512 19]6|5(9 2213 7 13 12| 5| 2 2218|5 16| 2|2 3] 10
1.0 | HSiK |Historia Sztuki i Kultury 120 120 9 2 212 312 2 |2 2
1.1 WF |WF 60 60 2 2
1.2 | OWI |Ochrona Wtasnosci Intelektualnej 15 15 1] 1 1
1.3 | HTiD |Historia Techniki i Designu 60 60 7 2 3 |12 4
1.4 JO |Jezyki obce (B2) 120 120 8 2 2 2 2 2 2 2 2
1.5 Rys |Rysunek 15 150 165 12| 1 2 3 3 3 3 3 2 3
1.6 Mal |Malarstwo 15 150 165 12| 1 2 3 3 3 3 3 2 3
1.7 Rz |Rzezba 15 60 75 511 2 3 2 2
1.8 | KiM |Kompozycjai Modelowanie 15 45 60 4 13 4
1.9 Bio |Bionika 30 30 60 4 1)1 2111 2
2.0 | Foto |Fotografia 15 30 45 5 1 2 2 3
2.1 | KMP A [Komputerowe Metody projektowania A 30 45 75 5 1 2 2]1 1 3
2.2 | KMP B |Komputerowe Metody projektowania B 30 45 75 5 1 1 2 11 2 3
2.3 KS |Konwersatorium Specjalistyczne 60 60 4 2 2 2 2
2.4 | Pau [Prawo Autorskie 15 15 3 1 3
125 | kmMP C Komputerowe Metody Projektowania C 60 60 45| 165 11 2|2 3112 2 |11 3] 6
2.6 Pi |Podstawy Informatyki 30 30 2f[ 2 2
2.7 Erg |Ergonomia 30 30 2 2 2
2.8 PW [Psychofizjologia Widzenia 45 45 6 2 3 |1 3
2.9 |FiIMPZP|Formy i Metody Prezentacji Zadan Projektowych 45 90 135| 10 1|2 3112 3112 4
3.0 | RTiGW|Rysunek Techniczny i Geometria Wykreslna 30 30 60 6l 1] 1 3 1)1 3
3.1 | MiTP |Materiatoznawstwo i Technologie Produkcji 15 15 3ff 1 3
B Grupa tresci kierunkowych 315 420 90 3751200 86| 3| 7 8 13|7 11| 2 6] 8]5|9 411712 6 8 14|5 6] 14]2 9] 20
1.0 | PPKW [Podst. Proj. Komunikacji Wizualnej 30 90 120 7113 3 113 4
1.1 | PPAW [Podst. Proj. Architektury Wnetrz 30 30 60 511 2 | 1ff1 3
1.2 PPP |Podst. Projektowania Produktu 30 90 120 7113 3 113 4
1.3 | PPA [Projektowanie Produktu A 30 75| 105 8 1 31+ 11 2] 4
1.4 | KW A |Komunikacja Wizualna A 30 75| 105 8 1 31+ 11 2] 4
15 PP |Projektowanie Produktu 15 45 60 3 1|3 3
1.6 | PUIT |Projektowanie Ubioru i Tkaniny 15 45 60 3 13
1.7 PFZ [Projektowanie Matych Form Wzorniczych 15 45 60 3 1|3
.|1.8 | PPP Bp|Pracownia Proj. Produktu B /Produkt 60 90 90| 240| 17 2 6 8 |2 61 9
E PPP Bu|Pracownia Proj. Produktu B/Ubidr i tkanina
2.0 | PPP Bf|Pracownia Proj. Produktu B /Mate Formy Wzornicze
2.1 PD |Pracownia Dyplomowa 60 75 75| 210| 15 2|5 512 5] 10
2.2 SD [Seminarium Dyplomowe 60 60| 10 4] 10
Razem 945| 825| 660 4;20 2850| 210 11|12| 8 30 L8 12|12 815196 30 8lo|7]4 30 14| 5| 8 30 1210 6 30 4|2 12 30
190 godz. x "15tygodni 31 30 28 28 27 28 18
Liczba egzaminow 18] _2, _3, A _3| _2| _3| ﬂ

sem. 02 - (plener ogélnoplastyczny - ok. 80 godz.) c) na sem. 04 - (plener/praktyka projektowa- ok. 80 godz.)




